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@) Verfahren und GieBrad zur Herstoliung von Anodenplatten 

(§) Bel einem Giefirad 1 f Or den Abgufe von Anodenplatten in 
radial angaordnote GuSformon 3 werdon die GuSformen 3 
und 3' paarweise radial hintereinander zueinander Spiegel- 
bildiich angeordnet, so daB die erstarrten Anodenplatten von 
eSner Greifeinrichtung 6 In der Entnahmestation 5 aufgegrif- 
fen und einer gemeinsamen NachkQhleinrichtung 8 zuge- 
ffihrt warden kdnnen. Es erglbt sich dadurch ein geringerer 
Platzbedarf. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur gleichzeiti- 
gen Herstellung zweier Anodenplatten zur Reinigung 
des Rohkupfers, bei dem das flussige Rohkupfer aus 
einem Schmelzofen in einer GieBstation einem horizon- 
tal angeordneten GieBrad zugefiihrt wird und in diesem 
nach einer AbkQhlung zu Anodenplatten erstarrt, die 
dem GieBrad in einer Entnahmestation entnommen und 
in einem KQhlbett weiter gekahlt werden, sowie ein 
GieBrad zur Durchf uhrung des Verf ahrens. 

Bei der Herstellung von Anodenplatten zur Reini- 
gung des Rohkupfers sind GieBr&der bekannt, in wel- 
chen das flussige Kupfer in GuBformen erstarren gelas- 
sen wird. GemaB der US 3703921 -A sind die GieBfor- 
men auf dem GieBrad paarweise angeordnet, wobei ei- 
he Umgruppierungsstation vorgesehen ist, die die GuB- 
formen der ersten Reihe an einer Stelle des in Sektoren 
unterteilten GieBrades in die zweite Reihe zu einer wei- 
teren Abkuhlung verschieben und gleichzeitig eine voile 
GieBform auf das GieBrad von auBen aufbringt und aus 
der innersten Reihe eine abgekuhlte GieBform dem 
GieBrad entnimmt Diese Verfahrensweise unterschei- 
det sich wesentlich von unserer Erfindung, indem bei 
unserer Erfindung jeweils gleichzeitig zwei am GieBrad 
angeordnete Formen angefiillt werden, die zueinander 
symmetrisch angeordnet sind, so daB das FuBstOck (die 
Anodenplatte) nach seiner Erstarrung paarweise den 
GieBformen entnommen werden kann, wodurch sich in 
bezug auf die Gr6Be des GieBrades eine optimale 
Grundflachenausnutzung ergibt, so daB gegenuber dem 
Stand der Technik, wie beispielsweise aus der 
DE 17 74 997-C1 gegeben ist, bei grdBerer Leistung ein 
praktisch gleicher Grundfiachenbedarf gegeben ist Die 
DE 17 74 997-C1 pffenbart ein GieBrad, bei dem die 
Anodenplatten nur in einf acher Weise am GieBrad an- 
geordnet sind, so daB bei einer Verdoppelung der Lei- 
stung praktisch ein zweites GieBrad angeordnet werden 
muB, wodurch in den meisten Fallen der Bau einer zwei- 
ten GieBhalle notwendig wird Diese VerfahrensfGh- 
rung zeigt daB die GieBrader, insbesondere bei GroBan- 
lagen, zu einem Platzproblem fuhren, wobei die GrdBe 
und Form der Anodenplatten durch nachgeschaltete 
Anlagenteile vorgegeben sind Auch die Abkuhlzeiten 
zur Erstarrung der Anodenplatten sind kaum beeinfluB- 
bar. 

Die Erfindung hat es sich zur Aufgabe gesteilt den 
Problemkreis zu durchbrechen und die Anordnung ei- 
ner doppelten Anzahl von GuBformen bei einer Ver- 
kleinerung des Durchmessers des GieBrades bei glei- 
cher GieBleistung zu ermdglichen. Dazu kommt noch 
eine weitere Platzeinsparung durch den Wegfall des 
zweiten NachkGhlbeckens, da fruher zur Leistungsstei- 
gerung immer zwei nebeneinander liegende Anoden- 
platten gemeinsam entnommen und den beiden parallel 
nebeneinander angeordneten Nachkuhlbecken zuge- 
fiihrt wurden. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren ist dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das flQssige Rohkupfer taktweise 
gleichzeitig in zwei radial hintereinander symmetrisch 
angeordneten Formen des GieBrades abgegossen und 
wahrend der Drehung des GieBrades abgekuhlt und er- 
starrt wird und die erstarrten Anodenplatten zweier ra- 
dial hintereinander angeordneten Formen paarweise 
uber ihre Aufhangevorrichtungen in einer Entnahme- 
station dem GieBrad gemeinsam entnommen und insbe- 
sondere nach einer Verschwenkung in eine gemeinsame 
Nachkuhlkammer Qbergefuhrt werden. Das erfindungs- 
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gemaBe GieBrad ist dadurch gekennzeichnet, daB in je- 
dem Sektor des GieBrades zwei radial hintereinander 
symmetrisch angeordnete GuBformen vorgesehen sind, 
wobei die Aufhangevorrichtungen der Anodenplatten 
5 spiegelbildlich angeordnet und von einer Entnahmevor- 
richtung gleichzeitig entnehmbar sind 

Das erfindungsgemaBe GieBrad ist in der angeschlos- 
senen Figur beispielsweise und schematisch im Grund- 
riB dar gesteilt 

10 Das GieBrad 1 ist in eine Anzahl von Sektoren 2 
unterteilt die jeweils zwei radial hintereinander ange- 
ordnete GieBformen 3, 3' aufweisen, in weiche das flussi- 
ge Rohkupfer in der GieBstation 4 gegossen wird Die 
GieBstation 4 ist mit dem nicht dargestellten Schmelz- 
15 ofen entweder direkt oder Ober geeignete Vorrichtun- 
gen verbunden. In der GieBstation 4 werden die GieB- 
formen 3 und 3', die spiegelbildlich so angeordnet sind 
daB die Aufhangeeinrichtungen 9 der fertigen Anoden- 
platten einander zugewandt sind so daB die radial hin- 
20 tereinander angeordneten erstarrten Anodenplatten in 
der Entnahmestation 5 gemeinsam.vpn einer Greifein- 
richtung 6 entnommen und einer Nachkuhlstation 7 zu- 
gefuhrt werden. Das GieBrad 1, welches taktweise je- 
weils urn einen Sektor 2 gedreht wird fuhrt somit 
25 gleichzeitig zwei mit Rohkupfer gefullte GuBformen 
von der GieBstation 4 Ober eine KGhl- und Erstarrungs- 
station 7 in die Entnahmestation 5 und von dort die 
ieeren GuBformen 3 und 3' wieder in die GieBstation 4. 
Da die Anodenplatten in der Entnahmestation 5 noch 
30 relativ heiB sind ftihrt die Greif einrichtung 6 die beiden 
nun forms tabilen Anodenplatten in ein Nachkuhlbecken 
8, wo sie praktisch auf Umgebungstemperatur abge- 
kuhlt werden. Von dort werden sie der nicht dargestell- 
ten Elektrolyse zugef Qhrt und doift in Reinkupf er umge- 
35 wandelt 

GieBrader in ihrer allgemeinen Form sind bekannt, 
wobei jeweils eine GieBform 3 oder auch mehrere GieB- 
formen parallel nebeneinander gleichzeitig gefullt wer- 
den. Dies fQhrt zu hallenfullenden Konstruktionen, wo- 
40 bei in der Entnahmestation 5 entsprechend groBe Greif - 
einrichtungen 6 benotigt wurden, die wieder zur Ver- 
meidung von gegenseitiger Storungen die noch heiBen 
Anodenplatten in getrennte Nachkuhlbecken 8 ablief er- 
ten. Mit anderen Worten der bendtigte HaliengrundriB 
45 stieg etwa linear mit der GieBleistung. Dieser Nachteil 
konnte durch die Erfindung verkleinert werden, indem 
die GieBformen 3 und 3' radial hintereinander zueinan- 
der spiegelbildlich angeordnet werden, wodurch bei 
gleicher GieBleistung das GieBrad verkleinert werden 
50 konnte, bzw. bei doppelter GieBleistung sich nur gering- 
fflgig vergroBert Und pl6tzlich kommt man mit einer 
Greifeinrichtung 6 und einem Nachkuhlbecken 8 aus. 

Patentanspriiche 

55 

1. Verfahren zur gleichzeitigen Herstellung zweier 
Anodenplatten zur Reinigung des Rohkupfers, bei 
dem das flussige Rohkupfer aus einem Schmelz- 
ofen in einer GieBstation einem horizontal ange- 
60 ordneten GieBrad zugefuhrt wird und in diesem 
nach einer Abkuhlung zu Anodenplatten erstarrt, 
die dem GieBrad in einer Entnahmestation entnom- 
men und in einem KQhlbett weiter gekuhlt werden, 
dadurch gekennzeichnet, daB das flussige Roh- 
6$ kupfer taktweise gleichzeitig in zwei radial hinter- 
einander symmetrisch angeordneten Formen des 
GieBrades abgegossen und wahrend der Drehung 
des GieBrades abgekuhlt und erstarrt wird und die 
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erstarrten Anodenplatten zweier radial hinterein- 
ander angeordneten Formen paarweise fiber ihre 
AufhSngevorrichtungen in einer Entnahmestation 
dem GieBrad gerneinsam entnommen und insbe- 
sondere nach einer Verschwenkung in eine gemein- 5 
same NachkQhlkammer QbergefQhrt werden. 
2. GieBrad zur DurchfOhrung des Verfahrens nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB in jedem 
Sektor (2) des GieBrades (1) zwei radial hinterein- 
ander symmetrisch angeordnete GuBformen (3, 3') 10 
vorgesehen sind, wobei die Aufhangevorrichtun- 
gen (9) der Anodenplatten spiegelbildlich, angeord- 
net und von einer Entnahmevorrichtung (6) gleich- 
zeitig entnehmbar sind 
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